
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие

ISSN 2815-522X

1 / 2

La terza decade di ottobre – un fattore limitante
per lo sviluppo delle colture autunnali sarà la
mancanza di umidità negli strati superiori del

suolo
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Durante la prima metà della terza decade di ottobre, le condizioni agrometeorologiche continueranno ad essere

determinate dal tempo secco e da temperature superiori alle norme climatiche.

Nelle colture di frumento e orzo seminate all'inizio del mese, si svolgeranno le fasi di germinazione, emergenza

(stazioni agrometeorologiche di Novachene e Pavlikeni) e inizio di formazione delle foglie, e nella colza

invernale – formazione delle foglie. In molte regioni del paese, il fattore limitante per lo sviluppo delle colture
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autunnali sarà la mancanza di umidità negli strati superiori del suolo. Nella seconda metà del periodo,

inizieranno i termini agrotecnici ottimali per la semina delle colture cerealicole invernali lungo la costa del Mar

Nero.

Il deficit delle riserve di umidità del suolo nello strato arabile ostacolerà la corretta esecuzione dell'aratura

profonda dei campi di stoppia, della lavorazione pre-semina del terreno e della semina di frumento e orzo.

Il tempo sarà adatto per il monitoraggio delle colture cerealicole invernali per la comparsa e l'attività dannosa di

determinati parassiti – arvicola comune, crisomela dei cereali, mosche dei cereali e afidi. Particolare attenzione

dovrebbe essere prestata alle aree in cui viene applicata la coltivazione in monocoltura.

Le condizioni saranno favorevoli per lo svolgimento di attività fitosanitarie nelle colture permanenti – rimozione

di rami secchi e frutti mummificati, raschiatura della vecchia corteccia screpolata e trattamento delle specie di

pomacee colpite dalla ticchiolatura con una soluzione di urea al 5% per limitare l'infezione.
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